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Sposéb zasilania wanny ultradzwigkowej
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b zasilania
energia ultradZwiekowa wanny do czyszczenia
ultradzwiekowego, wanny galwanicznej lub reak-
tora chemicznego o dowolnych gabarytach, w celu
przeprowadzenia zalozonych proceséw techmnolo-
gicznych.

Dotychczasowe sposoby przekazywania energii
akustycznej do kapieli czyszczacych polegajg na:
bezpoSrednim zanurzeniu w cieczy przetwornika za-
koniczonego niekiedy koncentratorem, — lutowaniu
lub klejeniu przetwornika do dna wanny, oraz —
stosowaniu mplyty sprzezonej z przetwornikiem,
zwanej czesto ptyta dopasowujgcg, jako dna wanny.

Pierwsze rozwigzanie nie moze mieé¢ zastosowa-
nia w przypadku uzycia, jako kapieli, aktywnych
chemicznie roztworéw (kwasy, tugi), ze wzgledu
na mozliwo5¢ korozji i uszkodzenia przetwornika.
Drugie rozwigzanie moze byé wykorzystane jedy-

nie w przypadku wanien o matej pojemnosci (cien--

kie, nieusztywnione dno), zaréwno ze wzgledu na
koniecznc§é zmniejszenia strat ttumienia, jak
i trudno$ci technologiczne zwigzane z lutowaniem
przetwornik6w magnetostrykcyjnych do pojemni-
kéw o duzych gabarytach. Ostatnie rozwigzanie
moze mie¢ réwniez zastosowanie wylgcznie w przy-
padku wanien o malej pojemnos$ci, gdyz — dla
unikniecia tlumienia — plyty sprzegajgce musza
byé cienkie, a ich wymiary poprzeczne sg dodat-
kowo ograniczone wymagang wielkoScig natezenia
pola ultradiwiekowego w kgpieli, zalezng od sto-
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sunku powierzchni plyty do powierzchni czolowej
przetwornika.

Spos6b wedlug wynalazku usuwa te niedogod-
no$ci i ograniczenia. Sposéb ten polega na zasto-
sowaniu dowolnej iloSci przetwornikéw magneto-
strykeyjnych lub piezoelektrycznych, polgczonych
z plytami sprzegajgcymi,.dla zasilenia potrzebna
iloécig energii ultradzwiekowej wanien do czyszcze-
nia,” wanien galwanicznych oraz wszelkiego typu
reaktoréow chemicznych o dowolnych gabarytach.

Sposéb wedtug wynalazku zapewnia ponadto za-
bezpieczenie przetwornikéw przed dzialaniem che-
micznym kapieli czyszczgcych oraz latwa ich wy-
miane w przypadku uszkodzenia lub koniecznosci
stosowania innych czestotliwoSci. .

Na rysunku jest przedstawiony w przekroju po-
przecznym przyklad zastosowania przetwornika do
zasilania wedlug wynalazku energig ultradZwigko-
wa wanny do czyszczenia ultradzwiekowego.

Przetwornik magnetostrykcyjny lub piezoelek-
tryczny 1 jest polgczony za pomocay lutowania lub
klejenia z plytg sprzegajacg 2 o wymaganej opiy-
malnej grubo§ci i powierzchni. Plyta 2 z przetwor-
nikiem 1 jest przymocowana do dna wanny 3 za
pomocg §rub, nitowania lub spawania w taki spo-
s6b, ze otwér dna wanny odpowiada czynnej po-
wierzchni plyty.

Potrzebng w przeprowadzanym procesie techno-
logicznym iloéé zasilajgcej energii ultradZwigkowe]j
otrzymuje sie przez sprzezenie z wanng czyszczjcs,
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wanng galwaniczng lub reaktorem chemicznym od-
powiedniej ilosci przetwornikéw magnetostrykecyj-
nych lub piezoelektrycznych polgczonych z plytami

sprzegajgcymi.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b zasilania wanny ultradzwiekowej za po-
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mocg kilku przetworniké6w magnetostrykcyjnych
lub piezoelektrycznych, znamienny tym, ze kazdy
z przetwornik6w (1) 1gczy sie za pomocg lutowania
lub klejenia z oddzielng plytg sprzegajgca (2) o wy-
5 Mmaganej optymalnej grubosci i powierzchni, ktora
to piyte przymocowuje sie nastepnie do dna lub
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